Приложение № 1 

к извещению о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку и изготовление
Экспериментальной установки для эпитаксиального отжига буферных покрытий на Ni-W ленте-подложке в режиме протяжки
1. Назначение
Экспериментальная установка для эпитаксиального отжига буферных покрытий на Ni-W ленте-подложке в режиме протяжки предназначена для отжига нанесенного на Ni-W ленту-подложку прекурсорного слоя и формирования эпитаксиальной буферной пленки ленточных ВТСП-2.
2. Состав оборудования установки и характеристики 
2.1. Экспериментальная установка для эпитаксиального отжига буферных покрытий на Ni-W ленте-подложке в режиме протяжки должна включать в себя следующее, связанное функционально и объединенное в технологический процесс, оборудование:

	№
	Наименование оборудования 
	Характеристика оборудования

	1
	Герметичный бокс с зеркальными шлюзами
	Количество – 2 шт.

Объем – не менее 40 л

	2
	Лентопротяжный механизм с обратной перемоткой Ni-W ленты-подложки и с системой стабилизации скорости
	Длина ленты – не менее 12 м;

Ширина ленты – (4-10) мм;

Толщина ленты – (0,5-0,7) мкм;

Скорость протяжки – регулируемая в диапазоне 1÷20 мм/мин;

Показатель отклонения скорости – 

не более ±5%.

	3
	Устройство для подачи через печь конца ленты с первой катушки и для заправки конца ленты во вторую катушку
	

	4
	Устройство герметичной состыковки боксов с проходной печью
	

	5
	Газосмесительные системы и газовые магистрали к печи и к боксам
	Газ:  Ar,

Смеси: Ar + (3÷7) ат.% H2. 

	6
	Печь проходная
	Количество зон нагрева – не менее 3-х;
Рабочая температура: (100÷1100)ºС;

Точность: ± 2°;

Скорость нагрева –  60÷300 град/мин.

	7
	Рабочая камера для эпитаксиального отжига
	Материал: термостойкая керамика,

Размер: длина 2 м, диаметр 6 см,

Фланцы из нержавеющей стали с герметичным уплотнением и с газовыми вводами,

Устройство для исключения провисания ленты-подложки при нагреве.


2.2. Элементы и оборудование экспериментальной установки должны соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. Герметичный бокс должен:

- включать шлюз, подвод электричества и газа, съемную крышку, систему продува бокса и шлюза, перчатки;
- иметь объем не менее 40 л.

2.2.2. Лентопротяжный механизм с обратной перемоткой Ni-W ленты-подложки и с системой стабилизации скорости должно обеспечивать: 

- возможность нанесения прекурсорного слоя на внешнюю рабочую сторону ленты;

- возможность протяжки и перемотки образцов Ni-W ленты-подложки длинной не менее 12 м;

- регулируемую скорость протяжки в диапазоне 1÷20 мм/мин;

- систему стабилизации скорости с точностью ±5%;

- скорость обратной перемотки – не менее 500 мм/мин;

- возможность регулировки натяжения Ni-W ленты-подложки;

- радиус изгиба ленты в любой части установки – не менее 20 мм.
2.2.3. Устройство для подачи через печь конца ленты с первой катушки и для заправки конца ленты во вторую катушку должно обеспечивать возможность протяжки конца ленты с первой катушки в первом боксе через рабочую зону проходной печи (без изгибов, скручивания и провисания) и заправки конца ленты во вторую катушку во втором боксе.
2.2.4. Устройство герметичной состыковки боксов с проходной печью должно обеспечивать герметичность всей системы установки.
2.2.5. Газосмесительные системы и газовые магистрали к печи и к боксам:

- должны быть пригодны для работы с аргоном и с газовыми смесями аргона и (3÷7)% водорода;
- должны обеспечивать внутри рабочей камеры постоянный газовый поток по всей рабочей зоны печи.

2.2.6. Печь проходная должна отвечать следующим требованиям:

- количество зон нагрева – не менее 3-х;

- длина рабочей зоны – не менее 700 мм;

- рабочая температура - 100÷1100ºС;

- точность - ± 2°С;

- скорость нагрева - 60÷300 град/мин.
2.2.7. Рабочая камера для эпитаксиального отжига должна обеспечить температурный режим и газовую атмосферу эпитаксиального отжига прекурсорных наночастично-полимерных слоев для формирования пространственно и структурно однородных буферных пленок. Она должна быть снабжена устройством для исключения провисания ленты-подложки при нагреве и отвечать следующим требованиям:

- материал - термостойкая керамика,

- размер: длина 2 м, диаметр 6 см,

- материал фланцев - нержавеющая сталь,

- герметичное уплотнение – термостойкая резина,

- газовые вводы – отливки из нержавеющей стали.
3. Технические характеристики установки и формируемых буферных слоев.

3.1. Экспериментальная установка для эпитаксиального отжига буферных покрытий на Ni-W ленте-подложке в режиме протяжки должна обеспечивать формирование буферных слоев, отвечающей требованиям п.3.2.
3.2. Формируемые в результате эпитаксиального отжига буферные покрытия на Ni-W ленте-подложке должны иметь длину не менее 10 м и быть пространственно однородными по всей длине нанесения. Допустимые отклонения по толщине буферной пленки - не более 10 % от средней толщины покрытия.
4. Дополнительные требования

4.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

4.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта разработки и изготовления оборудования для работы с системами протяжки Ni-(5-9)ат.%W лент толщиной (0,7 - 0,5) мкм или их аналогами, а также с устройствами нанесения жидкофазных прекурсоров аэрозольным способом на движущуюся ленту-подложку.

5. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования и провести испытания установки не позднее 2 декабря 2011 года.

По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
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